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前田 健  神戸大学 教授 

 

青木 大也  大阪大学 准教授 

 

呉 漢東  中南財経政法大学 知識産権研究センター 教授 
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張 鵬  中国社会科学院 知識産権センター 専任研究員 
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小林 徹  一般財団法人知的財産研究教育財団 常務理事 

二階堂 恭弘 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究部長 

井手 李咲 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員 

高井 康好 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員 

高橋 勇太 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究員 

石本 愛美 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員 

坂治 深雪 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 補助研究員 
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